
  

 

 

Regras de projeto (Weste) 
 

Resolver os seguintes exercícios (com respostas), do capítulo 3 e avulsos.  

 

 

 
 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

Questão Avulsa. 

 

Assuma que para uma foundry forneça a tabela de regras de projeto abaixo, referente a contatos (em 

nm) para um processo com tecnologia de 200 nm. Qual das opções de regras MOSIS (SCMOS, SUBM, 

DEEP) seria a mais adequada se realizar um projeto para posterior mapeamento? Use a Tabela 3.2 do 

livro do Weste. 
 
Contact 

(to poly or 

active) 

Width 200x200 

Overlap by poly or active 100 

Spacing to contact 300 

Spacing to gate 200 

Spacing of poly contact to other poly 500 

Spacing to active/poly for multiple poly/active contacts 300 

Spacing of active contact to poly contact 400 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 


